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특허청구의 범위

청구항 1 

하부기판, 상부기판 및 상기 기판들 사이에 삽입된 액정층을 포함하고, 상기 하부기판에는 상호 교차하는 방향

으로 형성되는 게이트 라인과 데이터 라인들에 의해 각 화소영역이 규정되고 상기 게이트 라인과 상기 데이터

라인의 교차부에는 스위칭 소자가 배치되어 있는 FFS 모드 액정표시장치에 있어서,

상기 액정층에 전압을 인가하여 광 투과량을 조절하기 위하여, 상기 화소영역 내에는 투명 화소전극과 상기 투

명 화소전극의 상부에 절연층을 사이에 두고 이격 배치되며 상기 화소 영역 내에는 복수개의 슬릿들을 갖고 상

기 스위칭 소자의 적어도 일부를 오픈하면서 형성되는 투명 공통전극을 구비하되,

상기 슬릿은 상기 게이트 라인과 5 내지 10도의 각도를 가지고 형성되고, 상기 액정층의 러빙 방향은 게이트 방

향과 실질적으로 평행하며, 상기 스위칭 소자의 드레인 전극은 상기 투명 화소전극과 전기적으로 연결되는 FFS

모드 액정표시장치.

청구항 2 

제1 항에 있어서,

상기 데이터 라인 하부에는 절연층을 사이에 두고 게이트 라인을 형성한 물질로 구성되는 반사구조물을 더 포함

하는 FFS 모드 액정표시장치.

청구항 3 

제2 항에 있어서,

상기 반사구조물의 폭은 상기 데이터 라인의 폭보다 넓은 것을 특징으로 하는 FFS 모드 액정표시장치.

청구항 4 

제3 항에 있어서,

상기 투명 공통전극의 슬릿들의 말단부는 상기 말단부에 인접한 상기 데이터 라인의 일단부와 상기 반사구조물

의 일단부의 사이에 위치하는 것을 특징으로 하는 FFS 모드 액정표시장치.

청구항 5 

제3 항에 있어서,

상기 투명 화소전극의 말단부는 상기 말단부에 인접한 상기 반사구조물의 일단부와 데이터 라인의 일단부 사이

에 위치시키는 것을 특징으로 하는 FFS 모드 액정표시장치.

청구항 6 

제1 항에 있어서,

상기 슬릿이 형성되는 각도는 인접한 화소 영역 끼리 선대칭으로 형성되어 액정의 구동시 회전 방향이 서로 다

르게 구성하는 FFS 모드 액정표시장치.

청구항 7 

제1 항에 있어서,

상기 투명 화소전극의 하부에는 투명 보조전극이 더 추가된 것을 특징으로 하는 FFS 모드 액정표시장치.

청구항 8 

하부기판, 상부기판 및 상기 기판들 사이에 삽입되는 액정층을 포함하고 상기 하부기판에는 상호 교차하는 방향

으로 형성되는 게이트 라인과 데이터 라인들에 의해 각 화소영역이 규정되고 상기 라인들의 교차부에는 스위칭

소자가 배치되어 있는 FFS 모드 액정표시장치의 제조방법에 있어서,
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게이트 라인을 형성하는 단계;

상기 게이트 라인 상부에 게이트 절연막 및 활성층을 형성하는 단계;

상기 화소영역 내부에 투명 화소전극을 형성하는 단계;

상기 투명 화소전극의 일부를 오버랩하는 드레인 전극 및 데이터 라인을 형성하는 단계; 및

상기 투명 화소전극이 형성된 결과물 상에 드레인 전극 및 데이터 라인을 형성하되, 상기 드레인전극의 일부가

상기 투명 화소전극의 일부와 전기적으로 접속되도록 형성하는 단계를 구비하는 FFS 모드 액정표시장치의 제조

방법.

청구항 9 

제8 항에 있어서,

상기 슬릿은 상기 게이트 라인과 5 내지 10도의 각도를 가지고 형성되고, 상기 액정층의 러빙 방향은 게이트 방

향과 실질적으로 평행한 FFS 모드 액정표시장치의 제조방법.

청구항 10 

제8 항에 있어서,

상기 게이트 라인을 형성할 때 상기 데이터 라인이 형성될 영역의 하부에 반사구조물을 형성하는 것을 특징으로

하는 FFS 모드 액정표시장치의 제조방법.

청구항 11 

제10 항에 있어서,

상기 반사구조물의 폭은 상기 데이터 라인의 폭보다 넓은 것을 특징으로 하는 FFS 모드 액정표시장치.

청구항 12 

제11 항에 있어서,

상기 투명 공통전극의 슬릿들의 말단부는 상기 말단부에 인접한 상기 데이터 라인의 일단부와 상기 반사구조물

의 일단부의 사이에 위치하는 것을 특징으로 하는 FFS 모드 액정표시장치.

청구항 13 

제12 항에 있어서,

상기 투명 화소전극의 말단부는 반사구조물의 일단부와 데이터 라인의 일단부 사이에 위치하는 것을 특징으로

하는 FFS 모드 액정표시장치.

청구항 14 

제8 항에 있어서,

상기 슬릿이 형성되는 각도는 인접한 화소 영역 끼리 선대칭으로 형성되어 액정의 구동시 회전 방향이 서로 다

르게 구성하는 것을 특징으로 하는 FFS 모드 액정표시장치의 제조방법.

청구항 15 

제8 항에 있어서,

상기 투명 화소전극의 하부에는 투명 보조전극을 형성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 FFS 모드 액

정표시장치의 제조방법.

명 세 서

발명의 상세한 설명
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    기 술 분 야

본 발명은 액정표시장치 및 그 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 개구율 저하 요인을 제거하고, 빛샘[0001]

현상을 차단하며 내부 반사를 더욱 향상시킬 수 있는 액정표시장치 및 그 제조방법에 관한 것이다.

    배 경 기 술

일반적으로, 에프에프에스 모드(Fringe Field Switching Mode; FFS 모드) 액정표시장치는 아이피에스 모드(In-[0002]

Plane Switching Mode; IPS 모드) 액정표시장치의 낮은 개구율 및 투과율을 개선시키기 위하여 제안된 것이다.

이러한 FFS 모드 액정표시장치는 공통전극(상대전극)과 화소전극을 투명한 전도체로 형성하여, IPS 모드 액정표[0003]

시장치에 비해 개구율 및 투과율을 높이면서, 공통전극과 화소전극 사이의 간격을 상/하부 유리기판들 간의 간

격보다 좁게 형성하는 것에 의하여 공통전극과 화소전극 사이에서 프린지 필드가 형성되도록 함으로써, 전극들

상부에 존재하는 액정 분자들까지도 모두 동작되도록 하여 보다 향상된 투과율을 얻는다. FFS 모드 액정표시장

치에 대한 종래 기술은 예를 들어, 본 출원인에 의하여 출원되고 등록된 미국특허번호 제6256081호, 제6226118

호 및 한국특허번호 제653474호 등에 개시되어 있다.

종래의 FFS 모드 액정표시장치는 데이터라인과 화소전극 간의 크로스토크(Cross-talk)가 발생하고 화소전극의[0004]

슬릿의 끝부분에서 액정이 이상구동하는 디스클리네이션(disclination)이 발생하여 상당한 부분을 차광막(Black

Matrix, BM)으로 차광함에 따라 개구율이 저하되며, 해상도가 증가할수록 단위 화소의 크기는 작아지지만 컨택

홀의 크기는 일정 크기로 유지되어야 함에 따라 더더욱 개구율이 낮아지게 되는 문제점이 있었다.

이런 문제점을 해소하기 위해서 컨택홀을 제거하여 개구율을 넓히고 데이터 라인 위의 투과율을 최하로 하고 데[0005]

이터라인 부근의 액정효율을 최대로 높일 수 있는 구조로 한국특허 제849599호가 제안되었다. 그러나 데이터 라

인 부근의 액정효과를 최대로 얻는 구조이기 때문에 데이터라인 부근의 전계가 이웃한 픽셀의 액정에 영향을 미

치게 되어 혼색이 발생할 가능성이 있어서 여전히 최소한의 차광막이 필요하며, 데이터라인을 기준으로 소정 각

도로 러빙을 함에 따라 데이터라인의 일측 부근에 러빙불량으로 인한 빛샘이 발생한다는 문제점이 있고 내부 반

사를 이용하여 외부 시인성을 높이는데 한계가 있는 구조이었다.

따라서, 종래의 FFS 액정표시장치가 가지고 있는 개구율 저하 요인을 제거하고 빛샘 발생을 줄이며 내부 반사를[0006]

더욱 향상시킬 수 있는 액정표시장치에 대한 요구는 여전하다.

    발명의 내용

        해결 하고자하는 과제

본 발명은 상술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 본 발명의 목적은 비교적 간단한 공정으로 화소 영역[0007]

에 컨택홀을 형성하지 않도록 하고 다크 영역과 디스클리네이션을 최대한 제거함으로써 개구율을 확장시킬 수

있도록 하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 개구율을 향상시키고 빛샘을 제거하고 내부 반사를 확보할 수 있도록 하는 것이다.[0008]

        과제 해결수단

전술한 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 제1 측면은 하부기판, 상부기판 및 상기 기판들 사이에 삽입된 액정[0009]

층을 포함하고, 상기 하부기판에는 상호 교차하는 방향으로 형성되는 게이트 라인과 데이터 라인들에 의해 각

화소영역이 규정되고 상기 게이트 라인과 상기 데이터 라인의 교차부에는 스위칭 소자가 배치되어 있는 FFS 모

드 액정표시장치에 있어서, 액정층에 전압을 인가하여 광 투과량을 조절하기 위하여, 상기 화소영역 내에는 투

명 화소전극과 상기 투명 화소전극의 상부에 절연층을 사이에 두고 이격 배치되며 상기 화소 영역 내에는 복수

개의 슬릿들을 갖고 상기 스위칭 소자의 적어도 일부를 오픈하면서 형성되는 투명 공통전극을 구비하되, 상기

슬릿은 상기 게이트 라인과 5 내지 10도의 각도를 가지고 형성되고, 상기 액정층의 러빙 방향은 게이트 방향과

실질적으로 평행하며, 상기 스위칭 소자의 드레인 전극은 상기 투명 화소전극과 전기적으로 연결되는 FFS 모드

액정표시장치를 제공한다.
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바람직하게는, 데이터 라인 하부에는 절연층을 사이에 두고 게이트 라인을 형성한 물질로 구성되는 반사구조물[0010]

을 더 포함한다.

한편, 반사구조물의 폭은 상기 데이터 라인의 폭보다 넓은 것이 바람직하다.[0011]

또한, 슬릿이 형성되는 각도는 인접한 화소영역 끼리 선대칭으로 형성되어 액정의 구동시 회전 방향이 서로 다[0012]

르게 구성될 수 있고, 투명 화소전극의 하부에는 투명 보조전극이 더 추가될 수 있다.

본 발명의 다른 측면은 하부기판, 상부기판 및 상기 기판들 사이에 삽입되는 액정층을 포함하고 상기 하부기판[0013]

에는 상호 교차하는 방향으로 형성되는 게이트 라인과 데이터 라인들에 의해 각 화소영역이 규정되고 상기 라인

들의 교차부에는 스위칭 소자가 배치되어 있는 FFS 모드 액정표시장치의 제조방법에 있어서, 게이트 라인을 형

성하는 단계; 상기 게이트 라인 상부에 게이트 절연막 및 활성층을 형성하는 단계; 상기 화소영역 내부에 투명

화소전극을 형성하는 단계; 투명 화소전극의 일부를 오버랩하는 드레인 전극 및 데이터 라인을 형성하는 단계;

및 투명 화소전극이 형성된 결과물 상에 드레인 전극 및 데이터 라인을 형성하되, 상기 드레인 전극의 일부가

투명 화소전극의 일부와 전기적으로 접속되도록 형성하는 단계를 구비하는 FFS 모드 액정표시장치의 제조방법을

제공한다.

바람직하게는, 슬릿은 상기 게이트 라인과 5 내지 10도의 각도를 가지고 형성되고, 상기 액정층의 러빙 방향은[0014]

게이트 방향과 실질적으로 평행하다.

        효 과

본 발명에 의하면, 화소영역 내에 컨택홀을 제거하여 고해상도를 구현할 수 있다.[0015]

또한, 데이터 라인과 게이트 라인부의 금속물질에 의한 반사를 이용할 수 있는 구조이기 때문에 외부 시인성을[0016]

증가 시킬 수 있다.

또한 러빙 공정을 게이트 라인과 0° 또는 거의 0°로 처리하므로 종래 기술에서와 같은 데이터 라인부 빛샘 현[0017]

상을 방지할 수 있는 장점을 가지고 있다.

    발명의 실시를 위한 구체적인 내용

이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세하게 설명한다. 그러나, 다음에 예시하는 본 발명의 실시[0018]

예는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 다음에 상술하는 실시예에 한정되는 것은 아

니다. 본 발명의 실시예는 당업계에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위하여 제

공되어지는 것이다.

본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치는 하부기판, 상부기판, 및 하부기판과 상부기판 사이에 삽입된 액정층을[0019]

포함하고, 하부기판에는 액정층에 전압을 인가하기 위하여 상호 교차하는 방향으로 형성되는 전극들에 의해 각

화소 영역이 규정되어 있다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 FFS 모드 액정표시장치의 하부기판에 형성된 화소영역의 일부를 도시한 평[0020]

면도이고, 도 2는 도 1의 Ⅰ-Ⅰ'선의 단면도이다. 도 3a 내지 도 3e는 각 층들이 단계적으로 형성되어 중첩되어

가는 상황을 차례로 도시하고 있는 평면도들이다.

하부 기판(100)에는 불투명 금속으로 된 게이트 라인(200a)과 데이터라인(600)이 수직 교차하도록 배열되어 단[0021]

위 화소를 형성하고, 단위 화소 영역 내에는 투명 화소전극(400)과 투명 공통전극(800)이 절연층(700)을 사이에

두고 배치되는데, 투명 화소전극(400)은 예컨대, 플레이트 형태로 데이터 라인(600)과 동일 층에 배치되어 스위

칭 소자의 드레인 전극(600b)이 투명 화소전극(400)의 적어도 일부를 오버랩함으로써 전기적으로 연결된다. 이

러한 구조에서는 컨택홀 형성 공정이 없어져서 컨택홀의 형성공정으로 인해 화소를 작게 만들 수 없는 문제점을

해결할 수 있다. 이러한 구조에 의하면 고해상도가 가능하다.
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투명 공통전극(800)은 절연층(700) 상에 증착된 투명 도전층의 패터닝에 의하여 다수의 슬릿들을 갖는 형태로[0022]

마련되어 투명 화소전극(400)과 기준으로 소정 영역 중첩된다.

게이트 라인(200a) 상에는 게이트 절연막(300)의 게재 하에 a-Si막과 n+ a-Si막이 차례로 증착된 액티브 패턴[0023]

(500)과, 소오스/드레인 전극(600a,600b)이 마련되어 박막 트랜지스터(TFT)(T)를 형성한다. 드레인 전극(600b)

은 투명 화소전극(400)과 전기적으로 접속되어 단위 화소에 데이터 신호가 인가된다.

한편 게이트 라인(200a)의 형성과 함께 데이터 라인(600) 하부에는 게이트 라인을 형성한 물질로 구성되는 반사[0024]

구조물(200b)을 형성한다. 반사구조물(200b)의 형성 물질은 게이트 라인(200a)의 물질 이외의 물질로 형성하는

것도 가능하지만 공정의 간소화를 위해 게이트 라인(200a)과 동일한 물질을 사용한다. 반사구조물(200b)은 내부

반사율을 향상시키기 위해 형성되는 것으로 그 기능에 대해서는 후술한다.

한편, 투명 공통전극(800)은 화소 영역 내에는 복수개의 슬릿을 갖고 상기 스위칭 소자의 적어도 일부를 오픈하[0025]

면서 형성된다. 즉,  단위 화소 영역들이 매트릭스 형태로 이루어진 경우 단위 화소 영역들은 투명 공통전극

(800)에  의해  전체적으로  연결된  구조를  가지면서  슬릿들과  스위칭  소자의  일부만을  오픈  하는  형태로

형성된다. 이와 같이 전체적으로 연결된 구조를 가짐으로써 공통전극의 전체 저항을 감소시킬 수 있게 된다.

한편, 슬릿들은 게이트 라인과 5 내지 10도의 각도를 가지고 형성되고, 액정층의 러빙 방향은 게이트 라인 방향[0026]

과 실질적으로 평행하게 형성한다. 액정층의 러빙 방향이 게이트 라인 방향과 실질적으로 평행함으로 인해 빛샘

현상과 디스클리네이션 현상을 감소시킬 수 있는 효과가 있다. 상부 및 하부 기판에 부착되는 편광판의 축은 액

정층의 러빙방향과 동일하게 구현할 수 있다.

한편, 상기 상부기판에는 하부기판(100)에 형성된 화소 영역 각각에 대응하여 화면의 색상을 나타내는 컬러 필[0027]

터(미도시)가 마련되고, 데이터 라인(600)의 상부에는 차광막이 제거되거나 일부 형성하는 것도 가능하다.

다음으로, 도 1 및 도 2, 도 3a 내지 도 3e를 참조하여 본 발명의 FFS 모드 액정표시장치의 제조방법에 대해서[0028]

상세하게 설명한다.

하부기판(100) 상에 게이트 전극을 포함한 게이트 라인(200a)을 형성하고 이와 동시에 반사구조물(200b)을 형성[0029]

한다. 즉, 하부기판(100) 상에 불투명 금속막의 증착 및 이에 대한 패터닝을 통해 박막 트랜지스터(TFT)(T) 형

성부의 하부기판(100) 부분 상에 게이트 전극을 포함한 게이트 라인(200a)과 반사구조물(200b)을 형성한다. 반

사구조물은 데이터 라인(600) 하부에 형성한다.

그 후, 게이트 라인(200a)과 반사 구조물(200b)을 덮도록 하부 기판(100)의 전체 상부에 게이트 절연막(300)을[0030]

증착하고, 게이트 절연막(300) 상에 a-Si막과 n+ a-Si막을 차례로 증착한 상태에서 이들을 패터닝하여 게이트

전극 상부의 게이트 절연막(300) 부분 상에 활성층(500)을 형성한다.

다음으로, 기판 결과물 상에 .투명 도전층의 증착 및 패터닝을 통해 각 화소영역 내에 배치되게 플레이트형 투[0031]

명 화소전극(400)을 형성한다.

그런  다음,  소오스/드레인(Source/Drain)용  금속막을  증착한  후,  이를  패터닝해서  소오스/드레인  전극[0032]

(600a,600b)을 포함한 데이터 라인(600)을 형성하고, 이를 통해, 스위칭 소자인 박막 트랜지스터(TFT)(T)를 구

성한다. 이때, 드레인 전극(600b)은 공통 화소전극(400)의 일부를 오버랩하도록 형성함으로써 전기적으로 접속

되도록 형성한다.

이어서, 박막 트랜지스터(T)가 형성된 결과 구조물 상에 예컨대 SiNx 재질의 절연층(700)을 도포한 후, 투명 화[0033]

소전극(400)과 적어도 일부가 중첩하도록 슬릿들을 가지는 투명 공통전극(800)을 형성한다. 투명공통전극(800)

은 화소 영역 내에는 복수개의 슬릿을 갖고 박막 트랜지스터(T)의 적어도 일부를 오픈하면서 형성된다.

이후, 도시하지는 않았으나, 투명 공통전극(800)이 형성된 기판 결과물의 최상부에 배향막을 도포하여 어레이[0034]

기판의 제조를 완성한다. 한편, 상기 상부기판에는 컬러 필터를 선택적으로 형성하고, 그 상부에 배향막을 형성

한다. 상기 상부기판과 하부기판(100)은 액정층의 개재하에 합착시켜 본 발명의 일 실시예에 따른 FFS 모드 액

정표시장치의 제조를 완성한다. 물론, 기판 합착 후에는 각 기판의 외측면에 편광판을 부착시킬 수 있다.

다음으로, 본 발명의 효과를 종래 기술의 액정표시장치와 비교하여 상세히 설명한다.[0035]

도 4 내지 도 6은 각각 종래의 한국특허 제 653474와 제849599 및 본 발명의 실시에 따른 액정표시장치의 데이[0036]
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터라인부의 일부 평면도 및 단면도이며, 본 발명의 실시에 따른 액정표시장치에 있어서 데이터 라인 부근의 빛

의 내부 반사 향상, 빛샘 방지, 디스클리네이션 방지 등의 효과를 설명하기 위한 도면이다. 도 7은 본 발명의

실시에 의한 액정표시장치의 내부반사와 빛샘방지 효과를 종래의 한국특허 제 849599호와 비교하여 설명한 사시

도이다.

본 발명의 실시 형태는 외부 시인성을 높이기 위하여 단위 화소영역 내부 반사를 유도하여 밖에서도 잘 보이도[0037]

록 한 것이다.

본 발명의 실시예에서는 데이터 라인에 더불어 게이트 라인 물질을 이용하여 데이터 라인 하부에 반사구조물을[0038]

형성함으로써 게이트 라인부에 의한 반사도 가능하게 한다.  즉, 실내에서 구동시에는 반사에 의해 빛이 통과되

지 못하므로 차광막(BM) 역할을 하며, 실외에서 구동시에는 외부의 광원이 데이터 라인, 게이트 라인 및 반사구

조물 등의 금속에 의해 반사되어 외부시인성을 증가시킨다.

도 4 내지 도 6을 참조하면, 도 4는 특허 653474호의 구조에서는 데이터 라인부 상부에 차광막이 형성되고 구동[0039]

되지 않는 다크 영역과 이상 구동되는 디스클리네이션 영역이 발생할 수 있음을 도시하고 있고, 도 5는 특허

849599호에서 또한 일부 차광막 형성 영역이 존재하며 러빙불량에 의한 빛샘이 발생함으로 확인할 수 있다.

이에 비해, 도 6에서는 데이터 라인부 하부에 반사구조물을 구비하고 상부 기판에 차광막(BM)을 형성하지 않거[0040]

나 박막트랜지스터 형성영역 등 일부 영역의 상부에만 차광막(BM)을 형성함으로써 개구율을 향상시키고 내부 반

사율을 극대화시킬 수 있다.

또한 러빙 방향을 게이트 라인과 실질적으로 0도로 처리하여 액정을 수평으로 배향시켜 배향 방향이 데이터 라[0041]

인의 방향에 실질적으로 수직이 되도록 하고 액정의 배향 방향과 상부 및 하부 기판의 편광판의 투과축 방향을

서로 0°또는 90°가 되도록 배치함으로써, 러빙 처리가 제대로 되지 않을 수 있는 데이터라인부 일측 상의 액

정의 장축이 상부 및 하부 기판의 편광판의 투과축 또는 흡수축과 일치하도록 하여 해당 영역에서 빛샘이 나타

나지 않도록 할 수 있는 효과가 있다.

한편, 반사구조물의 폭(W1)은 데이터 라인의 폭(W2)보다 넓은 것이 바람직하고 반사구조물의 폭(W1)을 데이터라[0042]

인의 폭(W2) 보다 넓게 함으로써 인접 화소 간의 혼색을 방지하고 내부 반사율을 더욱 높일 수 있다.

또한, 투명 공통전극의 슬릿들의 말단부(E1)는 상기 말단부(E1)에 인접한 상기 데이터 라인의 일단부(S1)와 반사[0043]

구조물의 일단부(S2)의 사이에 위치시킨다. 이를 통해서 일반적으로 슬릿의 끝부분의 디스클리네이션 영역을 차

광할 수 있다.

또한, 투명 화소전극의 말단부(E2)는 반사구조물의 일단부(S2)와 데이터 라인의 일단부(S1) 사이에 위치시키는[0044]

것이 더욱 바람직하다.  이는 투명 화소 전극과 반사구조물 사이의 공통전극 슬릿 부분으로 빛이 새는 걸 막기

위해 투명 화소전극과 반사구조물은 적어도 일부 중첩되는 것이 효과적이다. 그러나 데이터라인과 화소전극은

공정적으로 같은 층에 형성되므로 공정 진행 중 쇼트가 발생할 위험이 있으므로 일정 거리를 두고 형성한다.

도 8은 본 발명의 다른 실시형태를 설명한 도면이다. 도 8을 참조하면, 투명 공통전극의 슬릿들이 형성되는 각[0045]

도는 인접한 화소 영역 끼리 선대칭으로 형성한다. 이러한 구성에 의해서 액정의 구동시 인접한 화소끼리 회전

방향이 반대로 형성하는 것이 가능하다. 즉, 한 픽셀과 인접한 픽셀의 투명 공통전극의 슬릿들의 각도가 게이트

라인 또는 데이터라인을 기준으로 서로 대칭이 되도록 형성하여 구동시 한 픽셀의 액정들이 시계 방향으로 회전

하면 이웃한 픽셀의 액정들은 반시계 방향으로 회전하게 하여 시야각에 따른 굴절률을 보상하여 컬러 시프트

(Color Shift)를 방지할 수 있는 효과가 있다.

도 9는 본 발명의 다른 실시형태를 설명한 도면이다.[0046]

도 9는 도 1의 액정표시장치에 별도의 공정 하나만 추가하는 형태이다. 설명의 편의를 위해 도 1의 액정표시장[0047]
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치와의 차이점만 설명한다.

도 9를 참조하면, 투명 화소전극(400)의 하부에는 투명 보조전극(900)이 추가로 형성되어 있다. 투명 보조전극[0048]

(900)은 게이트 라인(200a)과 반사구조물(200b)이 형성된 이후에 화소 영역 내부에 투명도전층을 이용하여 형성

하되 게이트라인 방향으로 인접한 화소 영역 간에는 서로 전기적으로 연결되도록 형성한다. 그런 다음, 도3b부

터의 이후 공정(게이트 절연막 형성, 활성층 형성, 투명 화소전극 형성, 데이터라인 형성, 보호막 형성 및 투명

공통전극 형성 등의 일련의 공정)이 진행된다. 한편, 투명 보조전극(900)의 크기는 투명 화소전극(400)의 내부

에 포함되도록 형성하는 것이 바람직하다. 투명 보조전극(900)의 역할은 스토리지 커패시턴스를 증가시키기 위

한 것이다.

투명 보조전극(900)의 기능은 고해상도로 인한 화소 크기의 변화나 각 화소의 기존 스토리지 캐패시턴스의 변화[0049]

에 따라 투명 보조전극(900)에 의한 보조 스토리지 캐패시턴스를 조절해 줌으로써, 전체적인 스토리지 캐패시턴

스를 유지하거나 증가시켜 화품을 효과적으로 향상시킬 수 있도록 하는 것이다.

전술한 본 발명에 따른 FFS 모드 액정표시장치 및 그 제조방법에 대한 바람직한 실시예에 대하여 설명하였지만,[0050]

본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 및 첨부한 도면의 범위 안에서 여러

가지로 변형하여 실시하는 것이 가능하고 이 또한 본 발명에 속한다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 FFS 모드 액정표시장치의 하부기판에 형성된 화소영역의 일부를 도시한 평[0051]

면도이고, 도 2는 도 1의 Ⅰ-Ⅰ'선의 단면도이다.

도 3a 내지 도 3e는 각 층들이 단계적으로 형성되어 중첩되어 가는 상황을 차례로 도시하고 있는 평면도들이다.[0052]

도 4 내지 도 6은 본 발명의 실시형태에 따른 효과를 종래의 한국특허 제653474호와 한국특허 제849599호의 실[0053]

시형태와 비교하여 설명한 평면도와 단면도이다.

도 7은 본 발명의 실시에 의한 액정표시장치의 내부반사와 빛샘방지 효과를 종래의 한국특허 제 849599호와 비[0054]

교하여 설명한 사시도이다.

도 8 및 도 9은 본 발명의 다른 실시형태들을 설명한 도면이다.[0055]
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专利名称(译) F.FLESS模式液晶显示器及其制造方法

公开(公告)号 KR1020110052228A 公开(公告)日 2011-05-18

申请号 KR1020090109177 申请日 2009-11-12

[标]申请(专利权)人(译) HYDIS TECH
HYDIS技术有限公司

申请(专利权)人(译) 하이디스테크놀로지주식회사

当前申请(专利权)人(译) 하이디스테크놀로지주식회사

[标]发明人 SON OCK SOO
손옥수
LEE WON HEE
이원희
CHOI SOO YOUNG
최수영
SEO DONG HAE
서동해

发明人 손옥수
이원희
최수영
서동해

IPC分类号 G02F1/1343

CPC分类号 G02F2001/134372 G02F1/136209 G02F1/133707 G02F2203/02

代理人(译) 赵龙HYUN

其他公开文献 KR101182471B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

液晶显示装置技术领域本发明涉及一种液晶显示装置，其在像素区域中
包括透明像素电极和透明公共电极以驱动液晶，其中透明公共电极具有
多个狭缝并且开关装置的至少一部分被打开狭缝与栅极线形成5至10度的
角度，并且液晶层的摩擦方向被配置为与栅极方向基本平行。根据本发
明，可以提供一种液晶显示装置，其能够消除降低孔径比的因素，阻止
漏光现象，并且进一步改善内部反射。
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https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043973950/publication/KR20110052228A?q=KR20110052228A

